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Sposéb szczelnego podsadzania przestrzeni otamowanej

Przedmiotem wynalazku jest sposdb wypelniania otamowanej przestrzeni poeksploatacyjnej mieszaning
podsadzkowa pod cisnieniem.

W procesie wybierania kopaliny uzytecznej z podsadzka hydrauliczng oraz w czasie zwalczania réznych
zagroZzen goérniczych, a zwlaszcza pozaréw podziemnych, czgsto zachodzi potrzeba szczelnego wypelnienia
otamowanej przestrzeni. Koniecznos¢ taka wystepuje zawsze podczas wykonywania tak zwanych korkéw izo-
lujacych rejon zagrozony od reszty kopalni.

Dotychczas jakosé i szczelno$é podsadzenia otamowanej przestrzeni zalezaly od sumiennosci i kwalifikacji
ludzi wykonujacych t¢ czynno$é poniewaz nie byto zadnych urzadzen kontrolnych ani tez ustalonego sposobu
kontroli jakosci wykonanej podsadzki. Podsadzanie zwykle trwato tak dtugo, dopdki obstugujacy wediug
wlasnej subiektywnej oceny nie przerwat tego procesu. W gérnictwie podziemnym znane s3 dosé liczne przy-
padki rozerwania rurociaggu podsadzkowego wskutek niezatrzymania procesu podsadzania we wlasciwym czasie.
Awarie takie zawsze sg niebezpieczne i zwykle powodujg wielogodzinne unieruchomienie urzadzen podsadzko-
wych. Szczegdlnie wiele trudnosci sprawialo dotychczas wykonywanie szczelnych korkéw podsadzkowych
izolujacych pola pozarowe. Czgsto bowiem prace przy wykonywaniu tych czynnosci musza odbywaé si¢ w wy-
robiskach zadymionych i w aparatach ratowniczych utrudniajgcych znacznie obserwacje urzadzeri podsadzko-
wych. Z koniecznosci wigc podsadzanie otamowanej przestrzeni wykonywano bardzo ostroZnie zatrzymujac
przy tym kilkakrotnie proces podsadzania, poniewaz kazde zatkanie si¢ rurociggu w czasie akcji pozarowej
moze spowodowaé bardzo grozne nastgpstwa.

Okazato si¢ niespodziewanie, ze niedogodnosci tych mozna uniknaé jezeli szczelne wypelnianie otamowa-
nej przestrzeni odbywaé si¢ bedzie w odpowiedni sposéb z zastosowaniem przyrzadéw kontrolnych. Taki wias-
nie sposéb podsadzania przestrzeni otamowanej jest przedmiotem niniejszego wynalazku. Istota tego sposobu
polega na tym, Ze dla danej gtgbokosci i miejsca podsadzania najpierw okresla si¢ dopuszczalng wartos¢ cis-

" nienia Pd mniejsza od 2,025-10° Pa do 5,065-10° Pa od wartosci rozporzadzalnego naporu Py w miejscu podsa-
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. dzania. Nastgpnie w znany sposob podsadza si¢ otamowang przestrzeri az do momentu osiagni¢cia w rurociagu
podsadzkowym ciénienia o warto$ci réwnej ci$nieniu dopuszczalnemu Pq. Wéwczas przerywa sig dalszy doptyw
mieszaniny podsadzkowej do otamowanej przestrzeni oraz zatrzymuje urzadzenia podsadzkowe. Taki sposéb
podsadzania umozliwia zdalng kontrole jakosci i szczelnosci wypetniania materiatem podsadzkowym otamowa-
nej przestrzeni. Poza tym umozliwia -przerwanie procesu podsadzania w momencie zaistnienia zagrozenia i w ten
sposéb umkmgcm zatkania si¢ rurociagu.

. Sposéb wedtug wynalazku jest dok}admej wyjasniony na zataczonym rysunku na ktérym fig. 1 przedsta-
wia sposéb wykonywania korka podsadzkowego, a fig. 2 — sposéb podsadzania przestrzeni poeksploatacyjnej
w wyrobisku $cianowym.

Jak uwidoczniono na rysunku szczelne podsadzanie przestrzeni otamowanej, zgodnie z wynalazkiem odby-
wa si¢ W nastgpujacy sposéb. Najpierw dla danego miejsca podsadzania okresla si¢ warto$¢ rozporzadzalnego
naporu Pr' W tym celu wykorzystuje si¢ charakterystyke techniczng instalacji podsadzkowej, a zwtaszcza réz-
nice poziomdw leja podsadzkowego i wylotu rurociagu za tama, poziomg dtugc$¢ rurociggu i sumaryczny spadek
naporu. Nastgpnie, w zaleznosci od jakogci najstabszego odcinka rurociggu podsadzkowego, ustala si¢ dopusz-
czalng warto$¢é ciénienia Pg, mniejsza od 2,025-10° Pa do '5,065+10° Pa lub co najwyzej réwng rozporzadzalne-
mu naporowi P;. Po wykonaniu tych czynnosci, bezposrednio przy tamie podsadzkowej lub w pewnej od niej
odlegtosci, pomigdzy dwoma odcinkami rurociaggu 1 montuje si¢ rozgatezienie 2 i urzagdzenie kontrolne 3, przy
~ czym swobodny koniec rozgalezienia 2 jest zamknigty za pomoca zasuwy '4, najkorzystniej okularowej.

Po rozpoczgciu podsadzania, kiedy w miejscu zabudowania urzgdzenia kontrolnego 3 catym przekrojem
rurociagu 1 zacznie ptynaé¢ mieszanina podsadzkowa, otwiera si¢ zawdr urzgdzenia kontrolnego, ktérego ma-
nometr zacznie wskazywaé ciSnienie w rurociggu, znacznie mniejsze od cinienia dopuszczalnego Pq. Cifnienie
to bedzie state tak dtugo, dopéki wylot rurociggu 1 za tama podsadzkowg 5 znajdowaé si¢ bedzie powyZej
poziomu mieszaniny podsadzkowej w przestrzeni otamowane;j. Kiedy natomiast wylot rurociggu 1 znajdzie si¢
ponizej tego poziomu, ci$nienie w rurociagu zacznie wzrasta¢ i w momencie osiagnigcia wartosci dopuszczalnej
P{ otwiera si¢ zasuwe¢ 4 rozgalezienia 2 i zatrzymuje dalszy proces podsadzania.

W przypadku koniecznosci szczelnego podsadzania przestrzeni poeksploatacyjnej w wyrobisku écianowym
urzgdzenie kontrolne i rozgalezienie z zasuwg umieszcza si¢ w chodniku przyscianowym. Ponadto, gdy urzadze-
nie kontrolne zabudowuje si¢ w pewnej odlegtosci od miejsca podsadzania nalezy dodatkowo uwzglednié spa-
dek naporu na odcinku od tego urzadzenia do tamy podsadzkowe;.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb szczelnego podsadzania przestrzeni otamowanej, znamienny tym, Ze dla danej gtgbokosci
"imiejsca podsadzania najpierw ustala si¢ dopuszczalng wartos¢ cisnienia Pq mniejszg od 2,025 -10° Pa do
5,065-10° Pa od wartosci rozporzadzalnego naporu P; w miejscu podsadzania, po czym w znany sposéb wypet-
nia si¢ otamowana przestrzen mieszaning podsadzkowa i w momencie osiggnigcia w rurociggu podsadzkowym
ci$nienia réwnego cisnieniu dopuszczalnemu Py przerywa si¢ dalszy doptyw mieszaniny podsadzkowej do przes-
trzeni otamowanej oraz zatrzymuje urzgdzenia podsadzkowe.
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